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XVHGDQWLPLFURELDOV LQYHWHULQDU\SUDFWLFHDQGWKHLUDQDO\VLV LQVXFKFRPSOH[PDWULFHV LVXVXDOO\
FDUULHG RXW E\ OLTXLG FKURPDWRJUDSK\ DIWHU D VROLG SKDVH H[WUDFWLRQ VWHS 63( WR DFKLHYH WKH
UHTXLUHG VHQVLWLYLWLHV 7KLV ZRUN GHVFULEHV WKH SUHSDUDWLRQ RI QRYHO PROHFXODUO\ LPSULQWHG
SRO\PHUV IRU WKHLU DSSOLFDWLRQ DV VROLG SKDVH H[WUDFWLRQ VRUEHQWV 0,63( IRU PXOWLUHVLGXH
DQDO\VLV RI EHWDODFWDP DQG IOXRURTXLQRORQH DQWLPLFURELDOV LQ IRRG VDPSOHV 7KH XVH RI
DQWLPLFURELDO VXUURJDWH PROHFXOHV KDV EHHQ HYDOXDWHG IRU SRO\PHU V\QWKHVLV WR DYRLG WDUJHW
EOHHGLQJGXULQJ0,63(7KHSRO\PHUVZHUHSUHSDUHGE\DQRQFRYDOHQW LPSULQWLQJDSSURDFK LQ
WKH IRUPRIPRQROLWKVRU DVVSKHULFDOPLFURSDWLFOHVXVLQJVDFULILFLDO VLOLFDEHDGV P WR
IXUWKHULPSURYHWKHSDFNLQJHIILFLHQF\RI63(FDUWULGJHV$FRPELQDWRULDOVFUHHQLQJDSSURDFKKDV
EHHQ DSSOLHG WR VHOHFW WKH RSWLPDO IXQFWLRQDO PRQRPHU DQG FURVVOLQNHU IRUPXODWLRQ IRU WKH
VHOHFWHG DQWLPLFURELDO IDPLOLHV 7KH UHELQGLQJ FDSDFWLW\ RI WKH 0,31,3 OLEUDULHVKDV EHHQ
HYDOXDWHGLQ EDWFK PRGH DVVD\V E\ KLJKSHUIRUPDQFH OLTXLG FKURPDWRJUDSK\ +3/& ZLWK
IOXRUHVFHQFH)/'RUGLRGHDUUD\'$'GHWHFWLRQ0,63(FRQGLWLRQVQDPHO\ORDGLQJZDVKLQJ
DQG HOXWLRQ VROYHQWV DQG IORZ UDWHV KDYH EHHQ RSWLPL]HG LQ HDFK FDVH WR DOORZPXOWLUHVLGXH
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